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[57]申請專利範圍
1.　一種薄式螺管線圈之發電構造，其包含：一底座；一複數個彈性體，係設置於該底座
上；一活動體，係設置於該複數個彈性體上；一導電單元，設置於該活動體中；以及一

磁性元件，係設置於該底座之前側與後側，且該磁性元件與活動體在不同的水平高度；

其中當該活動體被按壓而移動時，將壓縮各該彈性體，且該導電單元經過該磁性元件，

該導電單元與該磁性元件相互作用產生電力，當該活動體被按壓的力量被釋放時，該活

動體藉由各該彈性體之彈力推回，該導電單元再經過該磁性元件，而與該磁性元件相互

作用產生電力。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之薄式螺管線圈之發電構造，其中該底座為 U形體。
3.　如申請專利範圍第 2項所述之薄式螺管線圈之發電構造，其中該底座之底部設有複數個
第一凹槽，各該彈性體下端固定於各該第一凹槽。

4.　如申請專利範圍第 2項所述之薄式螺管線圈之發電構造，其中該底座之前側及後側各設
有一第二凹槽，且該磁性元件固定於該第二凹槽。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之薄式螺管線圈之發電構造，其中該活動體下方設有複數個
第三凹槽，且各該複數彈性體上端固定於各該第三凹槽。

6.　如申請專利範圍第 1項所述之薄式螺管線圈之發電構造，其中該活動體於其兩側設有一
支撐臂抵接在該底座左右兩側，該支撐臂之臂端與該底座之兩側平行。

7.　如申請專利範圍第 1項所述之薄式螺管線圈之發電構造，其中該活動體中具有一孔槽，
提供安裝該導電單元。

8.　如申請專利範圍第 7項所述之薄式螺管線圈之發電構造，其中該導電單元包括：一金屬
鐵片，係設置於該活動體之該孔槽中；以及至少一金屬線圈層，該等金屬線圈層係纏繞

於該金屬鐵片上，且凸伸出兩電極端供傳輸電力。

9.　如申請專利範圍第 1項所述之薄式螺管線圈之發電構造，更包括一儲電單元，該儲電單
元與該導電單元相接。

圖式簡單說明

第 1圖　係為本創作之薄式螺管線圈之發電裝置之分解示意圖；

第 2圖　係為本創作之薄式螺管線圈之發電裝置之組件相對位置示意圖；

第 3圖　係為本創作之薄式螺管線圈之發電裝置之施力方向示意圖；
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第 4圖　係為本創作之感應電動勢之示意圖；

第 5圖　係為本創作之薄式螺管線圈之發電裝置之實施例一；以及

第 6圖　係為本創作之薄式螺管線圈之發電裝置之實施例二。
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